
舟山半导体废气处理设备 DSAH-18 材质外观颜色客户定

产品名称 舟山半导体废气处理设备 DSAH-18
材质外观颜色客户定

公司名称 上海新德瑞环保科技有限公司

价格 27850.00/套

规格参数 品牌:新德瑞
型号:按需定制
产地:江苏常州

公司地址 上海市奉贤区南桥镇西闸公路566号同地址企业9
9+

联系电话 15061128111 15061128111

产品详情

半导体材料业界应用的大多数有机溶剂，如显像剂、清洁剂、蚀刻液、光刻技术等。，含有大量有机物
质。生产过程中，这种有机溶液大多数非常容易蒸发到有机废气中。

在许多高新技术产业的生产中，如离子注入、CVD、外延性及工艺，都要用到重要汽体，所产生的有机
废气必须立即解决。这种被称之为空气污染物的有机废气是有毒的东西和/或相对高度易燃性的，而且常
常对生产厂房与环境导致重大隐患。例如半导体材料
industry应用全氟化碳，其全球气候变暖潜力值非常高，必须高效的有机废气处理。

总的来说，在废气治理领域，半导体材料工业生产强酸强碱有机废气一般采用对应的烧碱溶液吸收硫酸
液消化吸收予以处理，加工工艺方式非常成熟。只需对有关工艺指标进行相应的提升，就能达到该标准
要求，并要高度重视有机化学废气的处理。现阶段，处理有机废气方法有吸咐、消化吸收、立即点燃、
催化燃烧装置、冷疑等。吸附法选用活性碳立即吸咐，净化的目的好，但使用成本会比较高。吸收法适
用超低温、中高浓度有机废气；立即燃烧法适用解决浓度高、排风量小一点有机废气；冷凝法适用成份
单一、浓度高、有一定回收利用意义的工业废气。针对半导体材料浓度值低、排风量大、成份繁杂的工
业生产工业废气，吸咐、消化吸收、点燃、冷疑都不可用，吸咐-催化燃烧装置更可用。现阶段本省一部
分大中型半导体企业已选用沸石转轮开展萃取点燃。此方法适用解决狂风量、较低浓度的、常温下的工
业废气。净化率达90%之上，萃取之比20 ∶ 1，使用成本低，机器设备排风量大，体积小，无二次污染，
可以连续解析解决污染物质。依据实际运行状况，工业废气吸进浓度值在200mg/m3以上时，处理能力可
以达到95%。当浓度值小于200mg/m3时，处理过的浓度值不应超过20mg/m3，这样才能保证有机废气做
到环保标准。

将各种气体混和运输到工厂的中间排放系统中可能产生相对高度易燃性和易燃易爆的气体混合物，这一
点在以往有时候会直接导致生产厂房的彻底损害。汽体其中包含颗粒也会导致排气管阻塞。为了减少潜
在的风险，必须在“应用点”(POU)工艺有机废气，便于马上降低有危害有机废气。这能通过点燃/湿式
系统、汽体清洗器和静电过滤器来调节。
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